Wiecej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

CENTRALNA
KOMISJA
EGZAMINACYJNA

Uktad graficzny © CKE 2019

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Rok 2020
ZASADY OCENIANIA

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczecia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Obstuga maszyn i urzadzen przemystu chemicznego
Oznaczenie arkusza: AU.08-01-20.01-SG

Oznaczenie kwalifikacji: AU.08
Numer zadania: 01
Wersja arkusza: SG

PODSTAWA PROGRAMOWA

2017

Wypelnia egzaminator

Kod osrodka

Numer PESEL zdajacego™

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzi

ien

Miesigc

Godzina rozpoczecia egzaminu

Rok

Numer
stanowiska

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajacego tozsamos¢




Wiecej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdajacych rzetelnie i z zaangazowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.

— Stosuj przyjete zasady oceniania w sposob obiektywny.

- Jezeli zdajacy, wykonujac zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pozadane rezultaty uzyskuje w inny sposéb niz uwzgledniony
w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiazanie, ale zgodnie ze sztuka w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami
zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, ze zasady oceniania nie przewidujg zaistniatej sytuacji, przekaz niezwtocznie w formie
pisemnej notatki do Przewodniczacego Zespotu Egzaminacyjnego z prosba o przekazanie jej do Okrgegowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka
moze by¢ sporzadzona odrgcznie w trybie roboczym.

- Informuj przewodniczacego zespotu nadzorujacego o wszystkich nieprawidlowos$ciach zaistnialych w trakcie egzaminu, w tym w szczegdlnosci
o naruszeniach przepisoOw bezpieczenstwa i1 higieny pracy 1 o podejrzeniach niesamodzielno$ci w wykonaniu zadania przez zdajacego.
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Numer

stanowiska

Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T,
jezeli zdajgcy spetnit
kryterium albo N, jezeli
nie spetnit

Rezultat 1. Protokoél z przeprowadzenia procesu rozpuszczania NaNQ; zawartego w surowcu

1

Whpisana masa nawazki surowca przeznaczonego do rozdzialu na sktadniki — 150 g+ 1 g

2

Wpisana objetosé wody destylowanej uzytej do rozpuszczenia NaNO; zawartego w surowcu — 200 cm’® + 5 cm®

Whpisana temperatura wody destylowanej uzytej do rozpuszczenia NaNQO; zawartego w surowcu

Whpisana temperatura mieszaniny dla przynajmniej dwoch roznych czaséw trwania procesu rozpuszczania, poczawszy od momentu
rozpoczecia ogrzewania.

5

Whpisana warto$¢ mierzonej temperatury nie przekracza 75°C

6

Whpisany czas trwania procesu mieszania do osiagnigcia zatozonej temperatury

Rezultat 2. Protokol z przebiegu procesu zatezania otrzymanego roztworu NaNO;

1

Whpisana wysokos¢ stupa cieczy w zlewce przed rozpoczeciem procesu zatezania

2

Whpisana temperatura roztworu przed rozpoczeciem procesu zatgzania

Whpisany czas trwania procesu zatezania roztworu NaNO;

Whpisane przynajmniej dwa pomiary temperatury wykonane w trakcie trwania procesu zatezania

Whisane warto$ci temperatury mierzonej w trakcie trwania procesu zat¢zania nie przekraczajg 120°C

Wpisana wysoko$¢ stupa cieczy w zlewce po zakonczeniu procesu zatezania
(wartos¢ jest nie wigksza niz 80 % wartosci wpisanej w pozycji 2.1)
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Rezultat 3. Protokol z przebiegu procesu krystalizacji NaNOj oraz suszenia otrzymanych krysztalow

1

Wpisana temperatura zat¢zonego roztworu zaraz po umieszczeniu w naczyniu z lodem

2

Whisane obserwacje dotyczace zawartosci zlewki z zatezonym roztworem zaraz po umieszczeniu w naczyniu z lodem

Whpisana temperatura zat¢zonego roztworu dla jeszcze przynajmniej dwoch roznych czasdw trwania procesu jego chiodzenia

Whpisane obserwacje dotyczace zawartosci zlewki z zat¢zonym roztworem dla jeszcze przynajmniej dwoch réznych czasow trwania
procesu jego chlodzenia

Whpisana masa otrzymanych krysztatbw NaNOs; wraz z sgczkiem i krystalizatorem po osuszeniu bibutg

Whpisana temperatura procesu suszenia krysztaloéw NaNO; — 105°C £ 2°C

Whpisany czas trwania procesu suszenia krysztalow NaNO; (wartos¢ miesci si¢ w przedziale 20 + 30 minut)

Whpisana masa otrzymanych krysztatdw NaNO; wraz z saczkiem i krystalizatorem po wyjeciu z suszarki i ochtodzeniu

Obliczona masa odparowanej wody z krysztaldw NaNO; po zatozonym czasie suszenia
(obliczona wartos¢ stanowi roznice pozycji R.3.5i R.3.8)
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Rezultat 4. Protokol z przebiegu procesu suszenia nierozpuszczalnych w wodzie skladnikow surowca

1 |Wpisana masa wydzielonych sktadnikow A wraz z saczkiem i krystalizatorem po osuszeniu bibulg
2 |Wpisana temperatura procesu suszenia sktadnikow A — 105°C £ 2°C
3 |Wpisany czas trwania procesu suszenia sktadnikéw A (wartos¢ miesci si¢ w przedziale 20 + 30 minut)
4 |Wpisana masa wydzielonych sktadnikow A wraz z sagczkiem i krystalizatorem po wyjeciu z suszarki i ochtodzeniu
5 Oblipzona masa o’c%parowar.mj ’\?vo'dy ze sklgdnikévy A po zalozonym czasie suszenia
(obliczona wartos¢ stanowi roznice pozycji R.4.1i R.4.4)
6 |Wpisana masa wydzielonych sktadnikow B wraz z sagczkiem i krystalizatorem po osuszeniu bibula
7 |Wpisana temperatura procesu suszenia sktadnikow B — 105°C £ 2°C
8 |Wpisany czas trwania procesu suszenia sktadnikow B (wartos¢ miesci si¢ w przedziale 20 + 30 minut)
9 |Wpisana masa wydzielonych sktadnikow B wraz z sagczkiem i krystalizatorem po wyjeciu z suszarki i ochtodzeniu
10 Obliczona masa odparowanej wody ze sktadnikéw B po zatozonym czasie suszenia

(obliczona wartos¢ stanowi roznice pozycji R.4.6 i R.4.9)
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Rezultat 5. Stanowisko pracy po wykonaniu zadania.

Krysztaty NaNOs znajduja si¢ w naczyniu opatrzonym etykieta z opisem
1 | — nazwa produktu
— data wykonania — data egzaminu.

Wydzielone sktadniki A (o gestosci mniejszej od gestosci wody) znajduja si¢ w naczyniu opatrzonym etykieta z opisem
2 | — nazwa produktu
— data wykonania — data egzaminu.

Wydzielone sktadniki B (o gestosci wiekszej od gestosci wody) znajduja si¢ w naczyniu opatrzonym etykietg z opisem
3 | — nazwa produktu
— data wykonania — data egzaminu.

Przesacz znajduje si¢ w naczyniu opatrzonym etykietg z opisem
4 | — nazwa produktu
— data wykonania — data egzaminu.

5 |Umyte szkto laboratoryjne i pozostaty sprzet znajduja si¢ na miejscu pobrania.

6 |Stanowisko egzaminacyjne bez pozostatosci substratow i produktow.

Przebieg 1. Przebieg procesu wstepnego rozdzialu surowca na skladniki

Zdajacy:

1 |Wykonywat wszystkie czynnos$ci w zapigtym fartuchu laboratoryjnym.

2 |Podczas pracy stosowat rekawiczki lateksowe.

Stabilnie umocowatl mieszadtlo w lapie statywu, umiescit je w naczyniu centralnie (mieszadlo nie uderzalo o boki naczynia),
a element mieszajacy znajdowat si¢ ponizej poziomu cieczy.
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4 |Dobrat czesto$¢ obrotow mieszadta tak, ze mieszanie odbywalo si¢ w calej objetosci zawartosci naczynia.

5 |Ostroznie, po bagietce, dekantowat ciecz znad osadu.

6 |Stabilnie umiescit zlewke z zatezonym roztworem w pojemniku z lodem.

7 |Podczas obstugi suszarki stosowal srodki zabezpieczajace przed poparzeniem.

8 [Postugiwat si¢ sprzetem laboratoryjnym zgodnie z przeznaczeniem.

EQZAMINATOT .. .ottt e e et
imig i nazwisko data i czytelny podpis
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